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들어가며. . .

지난 1 0월 1 3일부터 1 5일까지동경소재 과학기술관에서

2 0 0 4년 특허정보페어& 컨퍼런스가개최되었다. 본페어는

특허정보에관련되는단체, 기업등이한자리에서만나고, 각

부스에서최신기술·t o o l·서비스를소개하는일본유일의

특허정보전시회로서 2년마다 열리던전시회였으나, 올해부

터매년마다열리는행사로서개최되었다. 산업재산권으로의

주목이보다한층증가하고있는금년에는전시부스도전회

(前回) 이상의 규모로 개최되었다. 우리 정보원에서는

KIPRIS, KPA, 자격루, 선행기술조사등의 서비스를 가지고

참가하였다.

전시내용

페어에출품된서비스·제품들은다음과같이크게8가지

로분류할수있다.

•인터넷·온라인데이터베이스·정보제공서비스

특허정보, 기술정보, 특허유통정보, 공업소유권판례정

보, 기업정보등

•대행조사검색서비스

선행특허·기술조사, 상표조사, 비특허문헌조사, 출원전

조사, 대행검색등

•복사서비스

국내·해외의특허, 실용신안, 의장, 상표등의복사서비

스, 해외문헌서비스등

•번역서비스

지적재산분야의번역서비스, 기술정보의번역서비스등

•P M작성서비스

P M작성, 기술요소분석·정리·전개·조사등

•특허관련소프트웨어

CD-ROM 작성서비스, DB검색소프트웨어, RDBMS·

B P R·E R P관련소프트웨어등

•O A관련기기·정보시스템

파일링시스템, 광디스크, CD-ROM, DB검색, 정보관리

시스템, 각종컴퓨터·서버제품등

•정보·네트워크기기·소프트웨어

전자메일 소프트, 통신소프트웨어, 전용브라우저, 통신

회선, 인터넷접속서비스등

총 5 2개 업체가참가해자사상품의새로운시스템이나툴

에대하여홍보하였고, 우리정보원은한국특허와KPA, 선행

기술조사에중점을맞추어서홍보하였다. 아래표는전시내용

및주요업체이다.

일본특허정보페어 &
컨퍼런스참관기

조사분석3팀
고 은 만

한국특허정보원부스

◀전시회장입구
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기업프리젠테이션, 특허정보컨퍼런스및세미나

•출전사의신제품및신기술설명회인기업프리젠테이션

은특허페어3일간에걸쳐, 1일째 9개업체, 2일째 1 0개

업체, 3일째1 0개업체가실시하여총 2 9개업체가기업

홍보를하였다. 

우리 정보원은 1일째 마지막 시간에“한국특허정보서비

스 활용”이라는 주제를 가지고 한국특허정보 현황 및

KIPRIS, KPA 이용법에대하여설명회를가졌다. 이번세미나

에서는한국특허에관심이많은1 0 0여명정도가참석하였다. 

•EPO, USPTO, WIPO의관계자들이특허정보제공서비

스의최신동향에대한주제발표가있었다.

•미국의 I P스페셜리스트인 D r . J O E씨가 강사로 나와

Q u e s t e l . O r b i t의 오리지널 기능·콘텐츠의 최신정보를

설명한세미나와신MMS(Merged Markush Service)를설

명하는세미나를가졌다.

페어종료보고

첫날많은비가쏟아졌음에도불구하고4 , 8 6 3명의입장객,

2일째 5 , 8 7 8명의 입장객, 3일째는 6 , 6 3 9명의 입장객, 총

1 7 , 3 8 0명의 입장객이보다나은특허시스템, 특허서비스등

을 알기위해동경과학기술회관에서개최된3일간의페어를

참가하였다.

한국특허의위상이높아졌음을실감한이번페어에서정보

원부스에다녀간입장객수는1 , 0 0 0여명이상이며, 우리정보

원에관심을많이보인입장객수는2 0 0여명이다. 특히, 아사

히그룹및몇개중소기업에서정보원에많은관심을보였다.  

참관기를마치며. . .

올해특허정보페어및컨퍼런스참가자는일본거주자들이

주류를이루었으나, 소규모이지만비교적 여러나라에서 참

가해명실공히국제특허페어&컨퍼런스의면모를갖췄다는

생각이들었다. 2년마다개최한대회가1년으로바뀐점은오

늘날특허시장이얼마나중요한가를새삼느끼게되었다.

정보원프리젠테이션참가자들은대부분한국특허데이터

의 중요성에공감하고있으나언어적문제때문에한국특허

를 제대로이용하지못한다는점과데이터의정확도를높여

줄것을희망하고있었다. 그러나K I P R I S를통해K P A가무료

로 서비스가 된다는 점에 놀라워했으며, 무료서비스를많이

이용하겠다는고객들이작년에비해서많이증가한분위기다.

지난 2 0 0 3년의참가후 1년만의참가에서느낀점은다른

부스참가업체의참가자들과재회함으로써국제적인인맥을

지속적으로형성할수있었다는점이었다. 

주요업체참가업체수전시내용

8

3

3

2

7

4

8

2 0 (주)IPX ,일본발명자료등

파톨리스, 알토리서치, 레이텍등

(주) R W S그룹등

번역센터, 크로스랭귀지등

인파텍등

DENNEMEYER JAPAN등

일산제작소등MDC JAPAN

리코테크노시스템등

<표. 전시내용및주요업체>

인터넷·온라인데이터베이스·

정보제공서비스

대행조사검색서비스

복사서비스

번역서비스

P M작성서비스

특허관련소프트웨어

정보·네트워크기기·소프트웨어

기타

강사

Dr. Gunther Vacek

Ms.Kay H.Melvin

Mr.William Guy

내용

esp@cenet,epoline,OPS Service

미국특허상표청

세계지적소우권기관

S E S S I O N

SESSION1, SESSION4

SESSION2, SESSION5

SESSION3, SESSION6

<표. 특허·정보컨퍼런스>

정보원프리젠테이션

특허정보컨퍼런스전경
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실제로작년에참가했던대부분의사람들을올해에도만날

수 있었다. 이를 위해앞으로한국특허시장도일본특허시장

처럼이러한국제대회유치를통해해외유관기관과의유대

관계를활성화할수있는계기를마련해야할것이라는생각

이다.

9일간의일정으로첫출발한1 0월1 1일, 행사장에도착하여

진행에차질이없도록사전준비를하였고, 2개조로나누어서

1개조는방문과행사, 다른 1개조는 3일간의행사를무사히

마쳤다. 9일간의일정에서아쉬운점도있지만성공적인대회

를마칠수있었음에감사를드린다. 

내년개최예정인1 0월 1 2일에는한국특허기술정보서비스

전문기관으로서국내·외위상을높이자는약속과함께서울

로발걸음을옮겼다.   


